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Lançamento dos afastamentos sem ônus e com ônus limitado para serem publicados no Boletim Interno da UNIFAL-MG. 

 

Nome Lotação  Dias 
Período   Motivo do Afastamento 

(Congresso, Simpósio, participação em banca, etc…) 
Local do 

Afastamento  Início  Término  

Adriano Aguiar 

Mendes 
IQ 04 05 08 

Participação em banca de defesa de mestrado de discente do Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia Química da Universidade Federal do 
Ceará (PPGEQ-UFC). 

Fortaleza / CE 

Adriano Aguiar 

Mendes 

 
 

IQ 03 09 11 
Participação como membro da Câmara de Arquitetura e Engenharias da 
FAPEMIG, em reunião dos membros das Câmaras de Assessoramento da 
FAPEMIG em Belo Horizonte. 

Belo Horizonte / 
MG 

Márcia Regina 

Cordeiro 

 
 

IQ 04 12 15 Participação no 1º Simpósio Brasileiro e Mulheres em STEM (Ciência, 
Tecnologia, Engenharia e Matemática). 

São José dos 
Campos / SP 

Danielle Ferreira 

Dias 

 
 

IQ 04 12 15 Participação no 1º Simpósio Brasileiro e Mulheres em STEM (Ciência, 
Tecnologia, Engenharia e Matemática). 

São José dos 
Campos / SP 
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